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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T1475—2005《镓》,与GB/T1475—2005相比,除结构调整和编辑性改动外,主要

技术变化如下:

a) 工业镓Ga3N增加汞、铬、镉3个杂质元素要求(见5.1.1,2005年版的3.2.1);

b) 工业镓Ga4N增加硅、汞、铬、镉4个杂质元素要求和13个杂质元素的含量指标要求(见5.1.1,

2005年版的3.2.1);

c) 工业镓Ga5N增加硅、汞、铬、镉、镁5个杂质元素要求和14个杂质元素的含量指标要求(见

5.1.1,2005年版的3.2.1);

d) 高纯镓Ga6N增加汞、钙、钠、锡4个杂质元素要求(见5.1.2,2005年版的3.2.2);

e) 更改了高纯镓Ga6N中铜、铅、锌、铁、镍、硅、镁、铬、钴、锰元素含量指标要求(见5.1.2,2005年

版的3.2.2);

f) 更改了组批中批重的规定(见7.2,2005年版的5.2);

g) 更改了取样和制样的规定(见7.4,2005年版的5.4)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本文件起草单位:中铝矿业有限公司、中国稀有稀土股份有限公司遵义镓业分公司、有色金属技术

经济研究院有限责任公司、中稀国际贸易有限公司、北京吉亚半导体材料有限公司、广东先导稀材股份

有限公司、中国稀有稀土股份有限公司广西镓业分公司、中国铝业股份有限公司、山西镓华天和电子材

料有限公司。
本文件主要起草人:潘首道、艾蓁、李志刚、沈乐、安俊、杨文第、丁浩、吴广杰、邱小伟、刘钢湘、
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镓

1 范围

本文件规定了镓的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订

货单(或合同)内容。
本文件适用于氧化铝生产过程中回收制取的工业镓(99.9% ~99.999%)和以工业镓为原料经电

解、精炼等方法制取的高纯镓(99.9999%)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T473 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T474 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T666 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T872 工业镓化学分析方法 汞含量的测定 原子荧光光谱法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分类

产品分类见表1。

表1 产品分类

级别 牌号
Ga含量

%,不小于

工业镓

Ga3N 99.9

Ga4N 99.99

Ga5N 99.999

高纯镓 Ga6N 99.9999

5 要求

5.1 化学成分

5.1.1 工业镓的化学成分应符合表2的规定。
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